
PVD真空镀膜：在半导体领域的涂层应用

产品名称 PVD真空镀膜：在半导体领域的涂层应用

公司名称 安徽纯源镀膜科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:纯源镀膜
膜层厚度:2-3μm
镀膜温度:＜150℃

公司地址 合肥市高新区大别山路1599号

联系电话 0551-63652293 18356509334

产品详情
      安徽纯源镀膜科技有限公司由新加坡归国创业团队于2014年创立的高科技公司。纯源始终专注于为客户提供一站式涂层解决方案。公司经过多年的研发积累，将多种真空镀膜技术有机结合，形成一系列的专 有镀膜技术及工艺配方，掌握了多种优异的涂层技术。主要从事于真空纳米、微米级中镀膜设备的设计、研发和制造；同时，提供多种纳米、微米级膜层的工艺开发和多系列复合膜层的镀膜服务。

      膜层可以广泛应用在半导体、新能源（光伏、氢能等）、切削工具、机械零部件、汽车发动机核心零部件、航空航天等行业领域。半导体领域：晶圆、封装模具等产品。可定制化半导体封装镀膜设备，超真空系统等。
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